Do Dziekana Wydziatu Inzynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej

Prosze o przyjecie mnie na stacjonarne studia Il stopnia na Wydziale Inzynierii Chemicznej i
Procesowej na Kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa.

N 81Ty F=1 B3 10 ] ¢
W przypadku braku mozliwosci przyjecia na powyzsza specjalno$¢ prosze o przyjecie na
specjalnos¢ (w kolejnosci preferencji): 1.........ocoooiiiiiiiiiii.n, s 2

Dane kandydata:

NazWisSKO ... IMiona ....oooviniiei
Dataurodzenia ...............ooiiiiiiiiiinnn oa Miejsce urodzenia .........cceevvieinieinienieainanns.
EmMAL: o
Imiona rodziCOW ..........ccoovvviiiiiiiiiiiiiinan, Nazwisko panienskie matki ................cccceeeee.
Seria i nr dowodu 0sobiStego ...........cvevinevieviesienieeeenenn PESEL (i,
Adres statego zamieszkania: kod ............ Mi€JSCOWOSC ..ovvveeneenianannen WOJ e eeeaniaeaneanannn
Ulica ..ooviiiiiiiiiieieeeeen nrdomu ......... nr mieszk. ......... tel. kom. .......

Adres do korespondenc;ji (jesli inny od statego): kod ............... MiejSCOWOSE ..vvvenvinrennnnn,
ULCa. o nrdomu ........ nr mieszk. .......... Tel. coooviii.
UKONCZONa SZKOTA WYZSZA:. ... ou it
Wydziat ... Kierunek studiow ...
Rodzaj dyplomu ............oooiiiiiiiiii rok ukonczenia .............ooiiiiiiiiiie,

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Warszawskiej, zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych, oraz na umieszczenie moich danych na

listach kandydatow i osob zakwalifikowanych.

WarSzawa, dNIa ......ovveeieeeeeeeee
Podpis kandydata

Decyzja Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna postanowila przyja¢/nie przyja¢” kandydata na studia I
stopnia (magisterskie).

Uwagi Wydziatowej Komisji Rekrutacyjne;j:

data Podpis Przewodniczacego WKR

*) Niepotrzebne skresli¢



